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介绍：本书探讨了设计行业的教育问题、国际上的设计发展问题、国内的设计发展问题等

深刻的行业话题，并收录当今知名的青年设计师们的优秀作品，讲述了当代各门类设计的

发展现状，对学习设计的学生、青年教师和设计师具有很强教育意义和实用性。
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